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摘要(译)

在光学层析成像中，为图像重构，数据的校准可能是必须的。根据本发
明的示例实施例，感兴趣的对象用于校准，其中，在感兴趣的对象的高
氧合期采集图像数据，并且其中，在感兴趣的对象的低氧合期采集校准
数据。这可以提供改善的校准，导致改善的图像质量。
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